
轧制钨板 碱洗钨板 大规格钨板

产品名称 轧制钨板 碱洗钨板 大规格钨板

公司名称 宝鸡欧茂源金属科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:欧茂源
牌号:W1
产地:宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区马营镇宝钛路郭家村工
业园85号-1号（注册地址）

联系电话 0917-3376112 19992060365

产品详情

MO1高纯钨靶 99.95%钨板靶 磁控溅射镀膜钨靶材 磨光钨板 

溅射靶材的要求较传统材料行业高，一般要求如，尺寸、平整度、纯度、各项杂质含量、密度、N/O/C/
S、晶粒尺寸与缺陷控制;较高要求或特殊要求包含:表面粗糙度、电阻值、晶粒尺寸均匀性、成份与组织
均匀性、异物(氧化物)含量与尺寸、导磁率、  密度与超细晶粒等等。磁控溅射镀膜是一种新型的物
相镀膜方式,就是用电子 系统把电子发射并聚焦在被镀的材料上，使其被溅射出来的原子遵循动量转换原
理以较高的动能脱离材料飞向基片淀积成膜。这种被镀的材料就叫溅射靶材。
溅射靶材有金属，合金，陶瓷化合物等。

溅射靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器
件等;亦可应用于玻璃镀膜领域;还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、  装饰用品等行业。

分类

根据形状可分为方靶，圆靶，异型靶

根据成份可分为金属靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材

根据应用不同又分为半导体关联陶瓷靶材、记录介质陶瓷靶材、显示陶瓷靶材、超导陶瓷靶材和巨磁电
阻陶瓷靶材等

根据应用领域分为微电子靶材、磁记录靶材、光碟靶材、贵金属靶材、薄膜电阻靶材、导电膜靶材、表
面改性靶材、光罩层靶材、装饰层靶材、电极靶材、封装靶材、其他靶材

磁控溅射原理:在被溅射的靶极(阴极)与阳极之间加一个正交磁场和电场，在高真空室中充入所需要的惰
性气体(通常为Ar气)，   磁铁在靶材料表面形成250~350高斯的磁场，同高压电场组成正交电磁场。在电



场的作用下，Ar气电离成正离子和电子，靶上加有一定的负高压，从靶极发出的电子受磁场的作用与工
作气体的电离几率增大，在阴极附近形成高密度的等离子体，Ar离子在洛仑兹力的作用下加速飞向靶面
，以很高的速度轰击靶面，使靶上被溅射出来的原子遵循动量转换原理以较高的动能脱离靶面飞向基片
淀积成膜。 磁控溅射一般分为二种:支流溅射和射频溅射，其中支流溅射设备原理简单，在溅射金属时
，其速率也快。而射频溅射的使用范围 为广泛，除可溅射导电材料外，也可溅射非导电的材料，同时还
司进行反应溅射制备氧化物、氮化物和碳化物等化合物材料。若射频的频率提高后就成为微波等离子体
溅射，常用的有电子回旋共振(ECR)型微波等离子体溅射。
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